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SR.IV-6618/9/05

DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

art. 181 ust. 1 pkt 1, 183 ust. 1, art. 188, art. 201, art. 202, art. 204, art. 211, art. 151,

w zwiazku z art. 378 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézniejszymi zmianami),

art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628

z pdzniejszymi zmianami),

art. 122 ust. 1 pkt 1 i pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (tekst jednolity

Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami),

art. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z po6zniejszymi

zmianami),

ust.4 pkt 2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa znaczne zanieczyszczenie

poszczegolnych  elementow  przyrodniczych albo  $rodowiska jako  catosci

(Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

§ 2 ust. 1 pkt 1b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie

okreslenia rodzajow przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz

szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do

sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573

Z pdzniejszymi zmianami),

§ 4 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r.

w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

§ 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw niektdrych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw

niektorych substancji w powietrzu oraz marginesOw tolerancji dla dopuszczalnych

poziomow niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796),

§ 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12),

§ 31 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r.

w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181);

§ 4 1 § 5 rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie

dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

§ 19 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168 poz. 1763),

§ 2 ust. 1, § 4 ust. 2, § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie rodzajow wynikow pomiaréw prowadzonych w zwiazku z eksploatacja

instalacji lub urzadzenia, przekazywanych wiasciwym organom ochrony $rodowiska oraz

terminu i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 59, poz. 529),



po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 lipca 2005r. znak: NT/1569/2005 w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla Zaktadu Chemicznego SILIKONY POLSKIE Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie, ul. Chemikow 1 wraz z uzupelieniami z dnia 07.10.2005r.,
z dnia 03.11.2005r. NT/2407/2005 i z dnia 14.11.2005r. znak: NT/2559/05

orzekam

udzielam Zaktadowi Chemicznemu SILIKONY POLSKIE Sp. z o0.0. w Nowej Sarzynie,
ul. Chemikow 1 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy
zastosowaniu procesOw chemicznych, podstawowych produktow lub potproduktow chemii
nieorganicznej - zwanej dalej instalacja 1 ustalam

1. Rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalno$ci
I.1. Rodzaj instalacji oraz rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Podstawowym zadaniem instalacji bgdzie produkcja wyrobow silikonowych, w postaci
polimeréw liniowych lub rozgat¢zionych w szczegdlnosci: polimery MV, przedmieszki
MYV, kauczuki HTV, elewacyjne farby silikonowe, impregnaty, dwusktadnikowe kauczuki
silikonowe, jednoskladnikowe szczeliwa silikonowe, modyfikowane oleje silikonowe,
zywice  metylofenylosilikonowe, silikonowe  emalie  Zaroodporne, srodki
przeciwprzyczepne, silikonowe emulsje poslizgowe 1 podktady klejace do kauczukow
silikonowych.

I.2. Parametry urzadzen i instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdzialania

zanieczyszczeniom

W sktad instalacji bedacej przedmiotem wniosku beda wchodzi¢:

- Linia I do produkcji olejow silikonowych, emuls;ji silikonowych, past silikonowych
1 srodkow przeciwpiennych, zlokalizowana w budynku produkcyjnym nr L-3D,

- Linia II do produkcji Polimeréw MV i przedmieszek HTV zlokalizowana w budynku
produkcyjnym nr L-3D oraz w budynku ,,i” (w dawnym warsztacie mechanicznym),

- Linia III do produkcji kauczukéw jednosktadnikowych (Silkitow) zlokalizowana
w budynku nr 511 1 w budynku nr 7,

- Linia IV do produkcji olejow reaktywnych, katalizatorow oraz kauczukow
dwusktadnikowych, zlokalizowana w budynku nr 511 1 w budynku nr 7,

- Linia V do produkcji lakieréw silikonowych, impregnatéw silikonowych
1 farb silikonowych, zlokalizowana w budynkach nr 10 1 511, w wiacie produkcyjne;j
nr 503a z tzw. misa SUrowcow,

- Linia VI do produkcji Ahydrosilu i1 Silbudu, zlokalizowana w wiacie produkcyjnej
nr 503a,

- Linia VII do produkcji wyrobow epoksydowych 1 wyrobow ,,r6znych”
zlokalizowana w wiacie produkcyjnej nr 503a.

Instalacja pracowac bedzie okresowo.

[.2.1. Parametry instalacji
[.2.1.1. Linia I sktada si¢ z weztéw do produkeji:

- olejow silikonowych o zdolno$ci produkcyjnej 650 Mg/rok,

- emulsji silikonowych o zdolnosci produkcyjnej 520 Mg/rok,

- past silikonowych o zdolnos$ci produkcyjnej 200 Mg/rok,

- srodkow przeciwpiennych o zdolnos$ci produkcyjnej 220 Mg/rok,
[.2.1.2. Linia II sktada si¢ z weztéw do produke;ji:

- polimeru MV o zdolnosci produkcyjnej 600 Mg/rok,

- przedmieszek HTV o zdolnos$ci produkcyjnej 100 Mg/rok,
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1.2.1.3. Linia III sktada si¢ z we¢zta do produkc;ji:

kauczukow jednosktadnikowych o zdolnosci produkcyjnej 360 Mg/rok

1.2.1.4. Linia IV sktada si¢ z weztéw do produkcji:

olejow reaktywnych o zdolnosci produkcyjnej 230 Mg/rok,
katalizatorow o zdolnos$ci produkcyjnej 10 Mg/rok,
kauczukow dwusktadnikowych o zdolno$ci produkcyjnej 225 Mg/rok,

[.2.1.5. Linia V sktada si¢ z w¢ztow do produkc;ji:

lakierow silikonowych o zdolnosci produkeyjnej 400 Mg/rok,
farb silikonowych o zdolnosci produkcyjnej 300 Mg/rok,
impregnatow silikonowych o zdolnosci produkcyjnej 320 Mg/rok,
laboratorium zaktadowego

[.2.1.6. Linia VI skfada si¢ z we¢ztow do produkcji:

Ahydrosilu K i KT/K oraz Silbudu o zdolnos$ci produkcyjnej 160 Mg/rok

[.2.1.7. Linia VII sktada si¢ z weztéw do produkcji:

wyrobdéw epoksydowych o zdolnos$ci produkcyjnej 160 Mg/rok,
sarsilu-czys$cika o zdolnos$ci produkcyjnej 160 Mg/rok,
wyrobdw réznych o zdolnosci produkcyjnej 90 Mg/rok

Laczna wydajno$¢ instalacji bedzie wynosi¢ okoto 4,745 tys. Mg produktow/rok
(max zuzycie LZO 200 Mg /rok).

1.2.2. Parametry procesow produkcyjnych prowadzonych w instalacji
[.2.2.1. Linia I

w wezle do produkcii olejow silikonowych prowadzona bedzie w temp ok. 140°C
przez okoto 2 godziny polikondensacja mieszaniny cyklicznych i liniowych
polisiloksanow w obecnosci katalizatora przy udziale szesciometylodwusilokasanu.
Pojemno$¢ polimeryzatora wynosié bedzie okoto 2m’. Uzyskany olej silikonowy
magazynowany bedzie jako polprodukt w zbiornikach znajdujacych sig
w magazynie surowcow 1 produktéw. Otrzymany olej bedzie poddawany
oczyszczaniu w wyniku destylacji prézniowej (ok. 8mm Hg) w temperaturze okoto
240°C i filtracji oraz modyfikacji poprzez korygowanie lepkosci.
Gotowy olej silikonowy magazynowany bedzie w zbiornikach gotowego produktu
0 poj. 6m’ i 15m’ lub rozlewany do opakowan: beczek metalowych lub pojemnikow
o matej objetosci. Uzyskiwane oleje beda produktem handlowym lub potproduktem
do otrzymywania emulsji i past silikonowych w nast¢pnych weztach linii,

w wezle do produkcji emulsji silikonowych w mieszalniku o pojemnosci okoto
1,2m’ i w rozcienczalniku o pojemnosci okoto 2,4m’ prowadzone bedzie mieszanie
w  temperaturze  okoto  20°C  oleju  silikonowego ze  $rodkami
powierzchniowoczynnymi i woda demineralizowang. Uzyskana emulsja poddawana
bedzie mieleniu, filtrowaniu i rozlewana bedzie w pojemniki,

w wezle do produkcii past silikonowych w mieszalnikach o pojemnosciach 0,185m’
i 0,lm’ prowadzone bedzie mieszanie i ucieranie w temperaturze okolo 80°C
w czasie okolo 1 godziny oleju silikonowego z krzemionka koloidalna.
Uzyskana pasta pompa S$limakowa bedzie podawana bedzie do mielenia
1 filtrowania, a nastgpnie wttaczana w opakowania,

w wezle do produkcji $§rodkéw przeciwpiennych w mieszalniku o pojemno$ciach
0,185m” prowadzone bedzie mieszanie olejow metylosilikonowych z krzemionka.
Po doktadnym wymieszaniu gotowy wyréb wpompowany bedzie do opakowan.
Srodki przeciwpienne produkowane beda w mieszalniku wstepnym wezta do
produkcji past.
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[.2.2.2. Linia II

- w wezle do produkcji polimeru (MV) w polimeryzatorze prowadzona bedzie
polimeryzacja mieszaniny dimetylocyklosiloksanow (DMC) 1 winylometylo-
cyklosiloksanow (VMC) w obecnosci regulatora i katalizatora. DMC i VMC po
wymieszaniu 1 wygrzaniu pod préznia, w temperaturze okoto 60°C poddawane bgda
po dodaniu katalizatora polimeracji w polimeryzatorze o pojemnosci 0,2m’
w temperaturze okoto 130°C. Nastepnie polimer pod proznia w wyparce
o pojemnosci 0,5m’, w temperaturze ok. 170°C poddawany bedzie oddestylowaniu.
Oddestylowane zwiazki lotne bgda zawracane do procesu. Po schtodzeniu polimer
wttaczany bedzie do opakowan.

- w wezle do produkeji przedmieszek HTV w mieszalniku o pojemnosci 0,1m’
prowadzone mieszanie polimeru MV z krzemionka oraz plastyfikatorem
w temperaturze okoto 20 — 160°C przez okoto 4 godziny. Proces prowadzony bedzie
w mieszalniku wyposazonym w plaszcz grzewczy. Otrzymany produkt po
przefiltrowaniu bedzie wtlaczany do opakowan.

[.2.2.3. Linia III

- w wezle do produkceji kauczukéw jednosktadnikowych prowadzone bedzie
mieszanie olejow reaktywnych 1 niereaktywnych z krzemionka oraz katalizatorami
w mieszalniku o pojemnosci 0,5m’ pod préznia okoto 30 kPa, w temperaturze
otoczenia przez okoto 2 godziny, a nastgpnie produkt wtlaczany bedzie do
opakowan.

[.2.2.4. Linia IV

- w wezle do produkcji olejow reaktywnych prowadzona begdzie polikondensacja
polidimetylosiloksanu (PDM) z udzialem katalizatora — roztworu KOH w butanolu.
Proces polikondensacji prowadzony bedzie w czterech kondensatorach
o0 pojemnosci 1,25m’. Surowce beda ogrzewane wstepnie pod ci$nieniem 80-100kPa
do temp okoto 150°C przez okolo 1 godzing, nastepnie mieszane w temperaturze
otoczenia w czasie 72 godzin. Po schlodzeniu powstatego produktu do temp.
ok. 30°C otrzymany olej bedzie rozlewany do opakowan.

- w wezle do produkciji katalizatorow w mieszalniku o pojemnosci 0,25m’
prowadzona bedzie homogenizacja katalizatorow poprzez mieszanie odpowiednio
dobranej kombinacji surowcow.

- w wezle do produkcji kauczukéw dwusktadnikowych prowadzone bgdzie mieszanie
olejow reaktywnych i niereaktywnych z krzemionka w reaktorze o pojemnosci
0,3m’, homogenizacja pod préznia w temperaturze do okolo 120°C przez
okoto 7 godzin. Po schtodzeniu do temperatury okoto 60 °C, dodawane beda
surowce sieciujace. Gotowa pasta kauczukowa po homogenizacji i utarciu
w mtynku begdzie wttaczana do pojemnikow.

[.2.2.5. Linia V

- w wezle do produkceji lakierdw i zywic silikonowych prowadzona bgdzie produkcja
lakierow metylo— 1 metylofenylosilikonowych polegajaca na polikondensacji
hydrolitycznej w  temperaturze okoto 30°C przez okolo 6 godzin.
Dozowanie surowcow metylotrichlorosilanu (MTS), fenylotrichlorosilanu (FTS)
i dimetylodichlorosilanu (DDS) bedzie prowadzone do $rodowiska wodnego
w obecnosci cykloheksanolu lub butanolu modyfikujacego wtasno$ci otrzymywanej
zywicy silikonowej. Powstaly w procesie chlorowodér rozpuszczany bedzie

SR.IV-6618/9/05 str.4z32



w wodzie tworzac okolo 16 + 20 % kwas solny. Cz¢$¢ chlorowodoru, ktora nie
rozpusci si¢ w wodzie kierowana bedzie poprzez ptuczki do instalacji absorpcji.
Powstaty hydrolizat bedzie przemywany woda 2-3 krotnie, do wuzyskania
odpowiedniego pH w uktadzie hermetycznym. Wyplukane pozostatosci spuszczane
beda do zbiornikéw popluczyn i po dotaczeniu kwasu solnego poddane zostana
procesowi destylacji, celem oddestylowania rozpuszczalnikow, ktore beda
zawracane do produkcji. Oczyszczony kwas solny stanowi¢ bedzie gotowy produkt,
przeznaczony do sprzedazy. Kwas solny magazynowany bedzie w zbiorniku
o0 pojemnosci 4m’ oraz w zbiornikach o pojemnosci 32m’ i 40m’. Powstata zywica
kierowana bedzie do wyparek i po zat¢zeniu grawitacyjnie przelewana do jednego
z trzech kondensatoréw, kazdy o pojemnosci 1,25m’, w ktorych poddawana bedzie
procesom kondensacji, wirowania 1 stabilizacji. Gotowy wyrdb po homogenizacji
przelewany bedzie do opakowan o pojemnosci ok. 0,2m”.

- w wezle do produkcji farb silikonowych prowadzona bedzie produkcja farb
silikonowych polegajaca na wymieszaniu, w temperaturze okoto 30°C emulsji
silikonowej z dodatkami 1 ewentualnie rozpuszczalnikiem w mikserach
o pojemnosci 0,5m’, Im’ i 3m’. W przypadku niektorych farb dozowany bedzie
zestaw barwnikéw, celem uzyskania zadanego koloru. Produkt bedzie rozlewany do
opakowan.

- w wezle do produkcii impregnatéw silikonowych w mieszalniku o pojemnosci 2m’
prowadzona bgdzie homogenizacja roztworu zywicy silikonowej w odpowiednim
rozpuszczalniku (benzyna lakowa, Shellsol itp.) z dodatkami uszlachetniajacymi.
Uzyskany produkt begdzie rozlewany do opakowan.

[.2.2.6. Linia VI

- W wezle do produkcji impregnatéw silikonowych Ahydrosilu K i KT/K oraz
Silbudu w reaktorze o pojemnoéci 1m’ prowadzona bedzie hydroliza
metylotrichlorosilanu w nadmiarze wody w $rodowisku kwasu solnego, nastepnie
filtracja 1 przemywanie woda technologiczna oraz rozpuszczanie w roztworze
wodorotlenku potasu. Kwas solny 1 wody poptuczne kierowane beda do destylacji.
Po rozpuszczeniu gotowy produkt filtrowany bedzie na filtrze tkaninowym
i pompowany do homogenizatora o pojemnosci 3m’. Ahydrosil KT/K otrzymywany
bedzie przez ,,uszlachetnienie” Ahydrosilu K. ,,Uszlachetnianie” polega¢ bgdzie na
dodawaniu sktadnikow poprawiajacych wlasciwosci oraz dziatanie impregnatu.
W przypadku Ahydrosilu KT/K bedzie to dodatek preparatu grzybobdjczego.
Produkcja Silbudu polega¢ bedzie na rozpuszczeniu zywicy silikonowej
(MTS i DDS) w roztworze KOH. Po rozpuszczeniu, gotowy impregnat filtrowany
bedzie na filtrze tkaninowym i przelewany do pojemnikow.

[.2.2.7. Linia VII

- W wezle do produkcji wyrobéw epoksydowych w mieszalniku o pojemnosci 1,2m’
prowadzone bedzie mieszanie w temperaturze okolo 60°C epidianu z eterem
krezolowoglicydolowym  (EKG) i izoforonodiaminy z  utwardzaczem.
Po wymieszaniu produkty beda przelewane do pojemnikéw,

- W wezle do produkeji sarsilu-czyécika w mieszalniku o pojemnosci 1m’
prowadzone begdzie mieszanie kwasu szczawiowego, kwasu ortofosforowego,
kwasu fluorowodorowego oraz dodatkéw. Uzyskana mieszanina bgdzie przelewana
do pojemnikow.
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[.2.3. W sklad instalacji wchodzi¢ beda nastgpujace zbiorniki magazynowe
1 produkcyjne oraz homogenizatory:
Tabela 1
Lp.| Nazwa | Oznakowa- | Pojemno$¢ | Usytuowanie Zabezpieczenia majace na celu ograniczenie emisji do
substancji nie [m?] zbiornika srodowiska
zbiornika
.| MTS Zb. MTS 50 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca z obwalowaniem ochronnym,
magazynowej |- pomiar poziomu w zbiorniku,
SUrowcow - zawory oddechowe i antydetonacyjne, bezpieczniki ogniowe
(ob. 522) - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
gazowej zbiornika,
2.| DDS Zb. DDS 50 Zbiornik w misie |- armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
magazynowej |- odpowiednia pojemno$¢ misy, zabezpieczajacej, mieszczaca
SUrowcoOw piang i wody pogasnicze,
(ob. 522) - stosowanie wahadta gazowego podczas roztadunku cystern,
- pompowanie MTS i DDS wylacznie na I zmianie,
w warunkach dobrej widocznosci,
3.| Ksylen uDT 63 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca z obwalowaniem ochronnym,
magazynowej |- pomiar poziomu w zbiorniku,
surowcow - zawory oddechowe i antydetonacyjne, bezpieczniki ogniowe
(ob. 522) - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
4.| Benzyna UDT 40 Zbiornik w misie |gazowej zbiornika,
lakowa magazynowej |- armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
surowcow - odpowiednia pojemno$¢ misy, zabezpieczajacej, mieszczaca
(ob. 522) piang i wody pogasnicze,
5.| Benzyna UDT 40 Zbiornik w misie |- stosowanie wahadta gazowego podczas roztadunku cystern,
lakowa magazynowej
surowcow
(ob. 522)
6. MTS Zb.2 32 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
oddziatowej - pomiar poziomu w zbiorniku,
(ob 10) - zawory oddechowe i antydetonacyjne, bezpieczniki ogniowe
- systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
7.| DDS Zb. 1 10 Zbiornik w misie |gazowej zbiornika,
oddzialowej - armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
(ob 10) - odpowiednia pojemno$¢ misy, zabezpieczajacej, mieszczaca
8.| FTS Zb.3 10 Zbiornik w misie |piang i wody pogasnicze,
oddziatowe; -zadaszenie zbiornikéw zabezpieczajace przed nadmiernym
(ob 10) nagrzewaniem sig cieczy i niepozadanym wzrostem ci§nienia
wewnatrz zbiornikow
9.1 Ksylen Zb. 12 15 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
oddziatowej - pomiar poziomu w zbiorniku,
(ob 10) - zawory oddechowe i antydetonacyjne, bezpieczniki ogniowe
10.| Benzyna Zb. 17 16 Zbiornik w misie |- systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
lakowa oddziatowej gazowej zbiornika,
(ob 10) - armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
11.1 Shellsol 7b. 18 20 Zbiornik w misie |-zadaszenie zbiornikoéw zabezpieczajace przed nadmiernym
oddziatowej nagrzewaniem si¢ cieczy i niepozadanym wzrostem ci§nienia
(ob 10) wewnatrz zbiornikow
12.| Cykloheks Zb. 11 10 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
anol oddziatowej - pomiar poziomu w zbiorniku,
(ob 10) - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
gazowej zbiornika,
13.| Butanol Zb. 10 10 Zbiornik w misie |- armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
oddziatowej -zadaszenie zbiornikéw zabezpieczajace przed nadmiernym
(ob 10) nagrzewaniem sig cieczy i niepozadanym wzrostem ci§nienia
wewnatrz zbiornikow
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14.| Rozpu- Zb.13 16 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
szczalnik oddziatowej - pomiar poziomu w zbiorniku,
TB (ob 10) - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
15.] Ksylen Zb. 14 16 Zbiornik w misie |gazowej zbiornika,
regene- oddziatowej - armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
rowany (ob 10) -zadaszenie zbiornikéw zabezpieczajace przed nadmiernym
nagrzewaniem si¢ cieczy i niepozadanym wzrostem ci$nienia
wewnatrz zbiornikow
16.| Shellsol Zb. 20 16 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
oddziatowej - pomiar poziomu w zbiorniku,
(ob7) - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
gazowej zbiornika,
- armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
-zadaszenie zbiornikéw zabezpieczajace przed nadmiernym
nagrzewaniem si¢ cieczy i niepozadanym wzrostem ci§nienia
wewnatrz zbiornikow
17.| Hydrolizat Zb. 63 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
DDS hydrolizatu oddziatowej - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
(ob L-3D) gazowej zbiornika,
- armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
18. | Cykliczne | Zb. DMC 1 63 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
polisilo- oddziatowej - armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym,
ksany (ob L-3D)
19.| Cykliczne | Zb. DMC 2 63 Zbiornik w misie
polisilo- oddziatowej
ksany (ob L-3D)
20. Olej Zb. 1 6 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
siliko- oddziatowej - zawory oddechowe,
nowy (ob L-3D)
21. Olej Zb.2 6 Zbiornik w misie
siliko- oddziatowej
nowy (ob L-3D)
22. Olej Zb. 14 6 Zbiornik w misie
siliko- oddziatowej
nowy (ob L-3D)
23. Olej Zb. 15 6 Zbiornik w misie
siliko- oddziatowej
nowy (ob L-3D)
24. Olej Zb. 38 15 Zbiornik w misie
siliko- oddziatowej
nowy (ob L-3D)
25. Olej Zb. 39 15 Zbiornik w misie
siliko- oddziatowej
nowy (ob L-3D)
26. Olgj Zb. 35 6 Zbiornik w misie |- szczelna misa zabezpieczajaca,
siliko- oddziatowej - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
nowy (ob L-3D) gazowej zbiornika,
- zawory oddechowe i antydetonacyjne,
Homogenizatory
27.| Lakier HOM. 1 8 Homogenizator w |- szczelna misa zabezpieczajaca,
siliko- misie oddziatowej | - systemy dozowania gazu inertnego (azotu) do przestrzeni
nowy (ob 10) gazowej zbiornika,
28.| Lakier HOM. 2 8 Homogenizator w |- zawory oddechowe i antydetonacyjne,
siliko- misie oddzialowej | -armatura w wykonaniu przeciwwybuchowym.
nowy (ob 10)
29.| Lakier HOM. 3 8 Homogenizator w
siliko- misie oddziatowe;j
nowy (ob 10)
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30.[ Lakier HOM. 4 Homogenizator w
siliko- misie oddziatowej
nowy (ob 10)

31.| Lakier HOM. 5 Homogenizator w
siliko- misie oddziatowej
nowy (ob 10)

II. Maksymalna dopuszczalna emisje w warunkach normalnego funkcjonowania

instalacji
I1.1. Emisj¢ gazow i pylow wprowadzanych do powietrza z instalacji

II.1.1. Maksymalna dopuszczalna wielkos$¢ emisji gazow i pylow ze zrodet 1 emitorow
II.1.1.1. W terminie do 31.10.2007r.

Tabela 2
Lp. Zrédlo emisji Emitor Dopuszczalna wielko$¢é emisji
Rodzaj substancji kg/h Mg/rok
zanieczyszczajacych
1 Linia V toluen 0,020 0,102
urzadzenia technologiczne E-2 ksylen 0,074 0,369
znajdujace si¢ benzen 0,007 0,035
w budynku nr 10 poprzez weglowodory alifat. 0,076 0,380
wentylacjg ogdlna hali butan-1-ol 0,015 0,077
cykloheksanol 0,026 0,132
2 Linia V toluen 0,047 0,233
urzadzenia technologiczne E-3 ksylen 0,081 0,404
znajdujace si¢ benzen 0,0008 0,004
w budynku nr 10 poprzez weglowodory alifat. 0,055 0,275
wentylacje ogdlnag hali butan-1-ol 0,082 0,410
cykloheksanol 0,027 0,360
3 Linia V toluen 0,226 1,131
urzadzenia technologiczne E-4 ksylen 0,096 0,479
znajdujace sig benzen 0,0006 0,003
w budynku nr 10 poprzez weglowodory alifat. 0,189 0,945
wentylacjg¢ ogdlna hali butan-1-ol 0,150 0,750
cykloheksanol 0,016 0,080
4 Linia V toluen 0,040 0,202
urzadzenia technologiczne E-5 ksylen 0,438 2,190
znajdujace si¢ benzen 0,0009 0,004
w budynku nr 10 poprzez weglowodory alifat. 0,242 1,210
wentylacje ogo6lna hali butan-1-ol 0,378 1,890
cykloheksanol 0,006 0,030
5 Linia V toluen 0,029 0,145
urzadzenia technologiczne E-6 ksylen 0,372 1,859
znajdujace si¢ benzen 0,0007 0,003
w budynku nr 10 poprzez weglowodory alifat. 0,185 0,925
wentylacje¢ og6lna hali butan-1-ol 0,236 1,180
cykloheksanol 0,250 1,250
6 Linia V toluen 0,0001 0,0001
wentylacja stanowiskowa E-18 ksylen 0,008 0,012
urzadzen technologicznych weglowodory alifat 0,003 0,004
znajdujacych si¢ kwas octowy 0,001 0,002
w budynku nr 511 pyl zawieszony PM10 0,008 0,012
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7 Linia V toluen 0,005 0,007
wentylacja stanowiskowa E-19 ksylen 0,071 0,107
urzadzen technologicznych benzen 0,0004 0,0006
znajdujacych si¢ weglowodory alifat 0,017 0,025

w budynku nr 511 butan-1-ol 0,0003 0,0004

kwas octowy 0,018 0,027

pyt zawieszony PM10 0,017 0,025

I1.1.1.2. W terminie od 01.11.2007r.

Tabela 3
Lp. Zrédlo emisji Emitor Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Rodzaj Si* Sy ** | Sy k¥
substancji mg/m’ % %
zanieczyszcza-
jacych
1. Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
urzadzenia technologiczne znajdujace E-2 organiczne —
si¢ w budynku nr 10 poprzez LZO
wentylacje ogo6lng hali
2, Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
urzadzenia technologiczne znajdujace E-3 organiczne —
si¢ w budynku nr 10 poprzez LZO
wentylacj¢ og6lng hali
3, Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
urzadzenia technologiczne znajdujace E-4 organiczne —
si¢ w budynku nr 10 poprzez LZO
wentylacj¢ ogdlng hali
4. Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
urzadzenia technologiczne znajdujace E-5 organiczne —
si¢ w budynku nr 10 poprzez LZO
wentylacje ogo6lng hali
5. Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
urzadzenia technologiczne znajdujace E-6 organiczne —
si¢ w budynku nr 10 poprzez LZO
wentylacje¢ ogdlng hali
6. Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
wentylacja stanowiskowa urzadzen E-18 | organiczne —
technologicznych znajdujacych sig LZO
w budynku nr 511
7. Linia V Lotne zwiazki 150 5 5
wentylacja stanowiskowa urzadzen E-19 |organiczne —
technologicznych znajdujacych sig LzO
w budynku nr 511

* Dopuszczalna wielko$¢ emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposob
zorganizowany, wyrazona jako stezenie LZO w przeliczeniu na catkowity wegiel organiczny
w gazach odlotowych, w warunkach umownych,

** Dopuszczalna wielkos¢ emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposob
niezorganizowany, wyrazona jako procent masy LZO zuzytych w ciagu roku, powigkszonej o
mas¢ LZO odzyskanych, ponownie uzytych w tej instalacji i pomniejszonej o mas¢ LZO
sprzedanych jako produkt opakowany w szczelny pojemnik,

*#%  Dopuszczalna wielkos¢ emisji LZO wprowadzanych do powietrza w sposob
niezorganizowany 1 zorganizowany, wyrazona jako procent masy LZO zuzytych w ciagu roku
powigkszonej o mas¢ LZO odzyskanych, ponownie uzytych w tej instalacji.
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I1.1.1.3. Dla pozostatych zrodet i emitoréw instalacji

Tabela 4
Lp. Zrédlo emisji Emitor Dopuszczalna wielko$¢ emisji
Rodzaj substancji kg/h Mg/rok
zanieczyszczajacych
1 Linia V, VI, VII toluen 0,005 0,022
urzadzenia technologiczne E-8 ksylen 0,004 0,019
znajdujace si¢ w budynku nr 503a benzen 0,0002 0,001
poprzez wentylacje ogdlna weglowodory aromat. 0,002 0,009
weglowodory alifat 0,006 0,027
butan-1-ol 0,0009 0,004
2 Linia IIL, IV kwas octowy 0,012 0,018
urzadzenia technologiczne E-10 pyt zawieszony PM10 0,001 0,001
znajdujace si¢ w budynku nr 7
poprzez wentylacj¢ ogolna
3 Linia IIL, IV kwas octowy 0,0344 0,052
wentylacja stanowiskowa urzadzen E-17 pyt zawieszony PM10 0,012 0,018
technologicznych znajdujacych sig
w budynku nr 7

I1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisj¢ roczna z instalacji
I1.1.2.1. W terminie do 31.10.2007r.

Tabela 5
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopuszczalna wielko$¢ emisji

[Mg/rok]
1. toluen 1,845
2. ksylen 5,438
3. benzen 0,051
4. weglowodory aromatyczne 0,009
5. weglowodory alifatyczne 3,791
6. butan-1-o0l 4316
7. cykloheksanol 1,852
8. kwas octowy 0,099
9. pyt zawieszony PM10 0,056

11.1.2.2. W terminie od 01.11.2007r.

Tabela 6
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dopuszczalna wielko$¢ emisji
[Mg/rok]
1. toluen 0,022
2. ksylen 0,019
3. benzen 0,001
4. weglowodory aromatyczne 0,009
5. weglowodory alifatyczne 0,027
6. butan-1-ol 0,004
7. kwas octowy 0,070
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pyt zawieszony PM10

0,056

LZO

200,00

I1.2. Dopuszczalny poziom emisji halasu do Srodowiska z instalacji

Ustalam dopuszczalng emisjg,

wyrazong poprzez réwnowazny poziom dzwigku

emitowanego na tereny dziatek, gdzie zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa,
polozone na pdinocny-wschod 1 wschod od granic instalacji, w zaleznos$ci od pory dnia

W nastgpujacy sposob:
— w godzinach od 6.00 do 22.00 -55dB(A),
— w godzinach od 22.00 do 6.00 -45 dB(A).

I1.3. Dopuszczalne rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadéw

Tabela 7
Lp. [Kod odpadu Rodzaj odpadu Hosé
[Mg/rok]
1, Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie
13 02 05* S L . 1,00
zawierajace zwiazkow chlorowcoorganicznych
2] Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
1502 03 [szlamy, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 0,50
1502 02
3] 16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne niz 0.10
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 ’
4] 150101 |Opakowania z papieru i tektury 5
5/ 150102 |Opakowania z tworzyw sztucznych 20
6/ 150104 |Opakowania z metali 30
71 170101 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 20
81 170202 |Szklo 2
91 170405 |Zelazoi stal 30
14 170604 |Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 2
11 080410 |Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09 1
13 1501 05 |Opakowania wielomateriatowe 10
13 150107 |Opakowania ze szkta
14 0702 16* |Odpady zawierajace niebezpieczne silikony
14 Odpady farb i lakiero6w zawierajace rozpuszczalniki organiczne

0801 11* : O . 30

lub inne substancje niebezpieczne
14 Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki),

1502 02* . " L 2
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

1 Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace substancje

16 05 07* : . . o : 0,01

niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
14 Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje
16 05 08* : . . o . 0,02
niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)
19 070217 |Odpady zawierajace silikony inne niz wymienione w 07 02 16 5
2( 08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierow inne niz wymienione w 5
080113
2] Zuzyte chemikalia inne niz wymienione
160509 w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 0,02
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| 2:| 1702 03 |Tworzywa sztuczne 3
* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

I1.4. Dopuszczalng wielkos$¢ emisji Sciekow z instalacji

I1.4.1. Tlos¢ sciekow 1 stezenia zanieczyszczen w Sciekach bytowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych Zakladéow Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
w Nowej Sarzynie z budynkow 10, 7, 511 wraz z misa magazynowa, wiata olejowa
i wiata konfekcji - nie moga przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych warto$ci
podanych w tabeli 8

Tabela 8
Dopuszczalne stezenia zanieczy- Dopuszczalna ilosé¢
Oznaczenie Jednostka szczen w $ciekach bytowych Sciekow
odprowadzanych z instalacji Quaxam’/d
CHZT mgO,/dm’ 900
BZT; mgO,/dm’ 300 15
Zawiesiny og6lne mg/dm’ 300

I1.4.2. Tlo$¢ $ciekdw 1 stezenia zanieczyszczen w Sciekach bytowych wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych Zakladéw Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
w Nowej Sarzynie z budynku L3-D nie moga przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli 9

Tabela 9
-— Dopuszczalna
Dopuszczalne stezenia o2k zatal X
. ;. ilos¢ sciekow
Oznaczenie Jednostka zanieczyszczen w Sciekach Q
bytowych maxd
odprowadzanych z instalacji m¥d
CHZT mgO0,/dm’ 900
BZT; mgO,/dm’ 300 6
Zawiesiny ogoélne mg/dm’ 300

I1.4.3. Tlo$¢ odprowadzanych $ciekdw przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych Zaktadow Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej
Sarzynie wylotem I - z terenu budynkéw 10, 7, 511 wraz z misa magazynowa, wiata
olejowa i wiata konfekcji:

Qmaxda= 50 m’ /zanieczyszczen

I1.4.4. Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych Zaktadow Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej
Sarzynie wylotem I - z budynkéw 10, 7, 511 wraz z misa magazynowa, wiata olejowa
1 wiata konfekcji:

Tabela 10
Dopuszczalne

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka wartosci wskaznikéw
1. Temperatura oC do 35

2. Odczyn pH 1,0 +38,0

3. Zawiesiny ogoblne mg/1 do 200

4. Chemiczne zapotrzebowanie mgO,/1 do 7000

tlenu (ChZT¢,)
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5. Azot amonowy mgNyp4/1 do 50
6. Fosfor ogdlny mgP/1 do 7,5
7 Chlorki mgCl/1 do 1000
8. Siarczany mgS0,/1 do 500
9. Cynk mgZn/1 do 5
10. | Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/1 do 10
11. | Weglowodory ropopochodne mg/1 do 15
12. | Trichlorometan mgCHCly/1 do 1
(Chloroform (CHCly))
13. | Lotne weglowodory mg/1 do1
aromatyczne (BTX -
benzen, toluen, ksylen,
styren)
14. | Substancje powierzchniowo mg/1 do 20
czynne niejonowe

I1.4.5. Tlo$¢ $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych
Zaktadow Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie
wylotem II z budynku L3-D:

Qmaxd = 50 m’/zanieczyszczenh

I1.4.6. Stgzenia zanieczyszczen w $ciekach przemystowych wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych =~ Zaktadow  Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A.
w Nowej Sarzynie wylotem II z budynku L3-D:

Tabela 11
Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Dopuszczaln(,e war tosel
wskaznikow
1 2 3 5
1 Temperatura °C do 35
2. Odczyn pH 6,5+9,5
3. Zawiesiny ogoélne mg/1 do 200
4 Chemiczne zapotrzebowanie mgO,/1 do 5000
tlenu (ChZTc,)
5. Azot amonowy mgNypa/l do 30
6. Fosfor ogdlny mgP/1 do5
7 Chlorki mgCl/1 do 1000
8. Siarczany mgSO,/1 do 500
9. Cynk mgZn/l do5
10. | Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l do 10
11. | Weglowodory ropopochodne mg/l do 15
12. | Trichlorometan mgCHCIy/1 do1
(Chloroform (CHCls))
13. | Substancje powierzchniowo mg/1 do 20
czynne niejonowe
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I1.4.7. Wody opadowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane do ziemi nie moga

przekracza¢ najwyzszych dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli 12.
Tabela 12

Oznaczenie Jednostka Dopuszczalne stezenia Calkowita powierzchnia
Zanieczyszczen zlewni F
w wodach opadowo- [ha]
roztopowych
Zawiesiny og6lne g/m’ 100 0,65
w tym powierzchni szczelnej
Substancje ropopochodne g/m’ 15 0,44

11.4.7.1.0dprowadzane do ziemi wody opadowo-roztopowe nie moga powodowac
w odbiorniku formowania si¢ osadéw i piany, zmian naturalnej metnosci, barwy
1 zapachu oraz zmian w naturalnej biocenozie charakterystycznej dla tych wod,

I1.4.7.2.0dprowadzane do ziemi wody opadowo-roztopowe nie moga zawiera¢ odpadow
1 zanieczyszczen plywajacych, dwuchloro-dwufenylo-trdjchloroetanu (DDT), wielo-
pierscieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) i wielopier§cieniowych chlorowanych
trojfenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu
(HCH) oraz chorobotworczych drobnoustrojow.

I1.4.7.3. Wody opadowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane (okresowo
przepompowywane) do urzadzen kanalizacyjnych Zaktadow Chemicznych
»ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie nie moga przekraczac
najwyzszych dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli 13.

Tabela 13
Oznaczenie Jednostka Dopuszczalne stezenia Calkowita
zanieczyszczen w wodach powierzchnia zlewni F
opadowo-roztopowych [ha]
Zawiesiny ogo6lne g/m’ 100 0,44
w tym powierzchni szczelnej
Substancje ropopochodne g/m’ 15 0,44

II1. Wielko§¢ maksymalnej dopuszczalnej emisji oraz maksymalny dopuszczalny czas
utrzymywania _sie uzasadnionych technologicznie warunkow eksploatacyjnvch
odbiegajacych od normalnych
Zgodnie z warunkami normalnej pracy instalacji okreslonymi w punkcie II decyzji.

IV. Warunki wprowadzania do Srodowiska substancji lub energii i wymagane dzialania,
w tym Srodki techniczne majace na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji

IV.1. Warunki wprowadzania gazow i pylow do powietrza
IV.1.1. Migjsca i sposob wprowadzania gazow i pytéw do powietrza

Tabela 14
Lp. | Emitor Wysokosé Srednica Predkosé Temperatura Czas pracy
emitora emitora gazow na gazow emitora
u wylotu wylocie odlotowych na
z emitora wylocie emitora
[m] [m] [m/s] K] [h/rok]
1. E-2 20,0 0,80 0 297 5000
poziomy
2. E-3 20,0 0,80 0 294 5000
poziomy
3. E-4 20,0 0,80 0 294,5 5000
poziomy
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4 E-5 20,0 0,80 0 294,5 5000
poziomy

5 E-6 20,0 0,80 0 294 5000
poziomy

6. E-8 5,0 0,25 0 295 4500
poziomy

7 E-10 3,5 0,23 0 295 1500
poziomy

8 E-17 16,5 0,80 13,08 290 1500

9. E-18 12,0 0,25 0 290 1500
poziomy

10. E-19 12,0 0,62 0 290 1500
poziomy

IV.1.2. Sposob redukcji zanieczyszczen

IV.1.2.1. Zatadunek zbiornikéw magazynowych surowcow - MTS, DDS, ksylenu
i benzyny lakowej, bedzie prowadzony =z  wykorzystaniem  systemu
,wahadta gazowego”, umozliwiajacego odgazowanie zbiornikéw magazynowych do
przestrzeni gazowej cystern.

IV.1.2.2. Zbiorniki magazynowe beda zabezpieczone gazem inertnym w przestrzeniach
gazowych, zaworami oddechowymi cieczowymi, ukladami zabezpieczajacymi,
a kolektory wydechowe zbiornikéw beda wyposazone w ptuczki ksylenowe.

IV.2. Parametry charakteryzujace warunki emisji energii do Srodowiska

Warunki wprowadzania energii w postaci hatasu do srodowiska okresla tabela ponize;j.
Wymiana urzadzen wymienionych w tabeli charakteryzujacych instalacje pod
wzgledem akustycznym nie stanowi istotnej zmiany instalacji o ile zachowane zostana
okreslone w niej charakterystyczne parametry akustyczne.

Tabela 15
Lp. | Lokalizacja | Opis urz]adzenia emitujacego hatas Typ zrodta hatasu Maksymalny
zrodia halasu czas pracy
zrodla w ciagu
doby [h]
1. | Obiekt L3-D Wyparka filmowa Budynek/Hala 24
Pompa $rubowa produkcyjna
Wentylator
Mtyn koloidalny — 2 szt.
Wentylatory dachowe— 4 szt Punktowe/dach 24
obiektu
2. | Obiekt L3-D Pompy zgbate — 3 szt. Budynek/Hala 24
Mieszalniki — 5 szt. produkcyjna
Wyparka przeptywowa z
wytlaczarka,— 2 szt.
Pompa prézniowa olejowa
Becker, typ U4.190SA/K — 4 szt.
Wentylatory dachowe — 3 szt. Punktowe/dach 24
obiektu
3. | Przedmieszki Mieszarka zetowa z wytlaczarka | Budynek/Hala 24
(warsztat) produkcyjna
Wentylatory dachowe— 8 szt. Punktowe/dach 24
obiektu
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4. Wentylator nawiewny Punktowe/dach 24
obiektu
5. | Obiekt nr 7 Mieszalnik Silversona Budynek/Hala 24
Mieszalniki -1,25 m® — 3 szt. produkcyjna
Mtynek Fryma — 2 szt.
Pompy prozniowe z pier$cieniem
wodnym — 3 szt.
Pakowaczka model SLM
Wyrzutnia na oznaczona jako Punktowe/dach 24
emitor E-17 obiektu
6. | Obiektnr 10 Mieszalniki o pojemnosci: Budynek/Hala 24
6,3 m’ — 6 szt. produkcyjna
1,25 m® — 3 szt.
Pompa membranowa powietrzna—
3 szt.
Pompa wirowa ze sprzggtem
magnetycznym,
Wirdéwka lakieru z napgdem
hydraulicznym,
Pompa prozniowa
Agregat chlodniczy: Punktowe/obok 24
zespot chtodniczy — 1 szt. obiektu
skraplacz wewngtrzny
wentylatorowy — 1 szt.
Emitory E-2, E-3, E-4, E-5, E-6 | Punktowe/dach 24
obiektu
7. | Obiekt 511 Mieszalniki Silversona — 3 szt. Budynek/Hala 24
produkcyjna
Spregzarka srubowa olejowa w Punktowe/obok 24
obudowie — 1 szt. obiektu
Emitory E-18, E-19 Punktowe/obok 24
obiektu
8. | Misa Pompa membranowa powietrzna | Punktowe/obok 24
produkcyjna — 8 szt. obiektu
przy ob. 10
9. | Stanowisko Mieszalnik KO V-2 m’ Punktowe/obok 24
do produkcji Pompa Sand Piper obiektu
srodkow
hydrofo-
bowych
10. | Obiekt 503a— | Emitor E-8 Punktowe/obok 24
hala konfekcji obiektu
srodkow
hydrofo-
bowych
11. | Laboratorium | Wentylatory dachowe — 8 szt. Punktowe/dach 24
obiektu
12. | Wiata Reaktor V-1m’ — 2 szt. Budynek/Hala 24
Ahydrosilu Mieszalnik V-1 m’ produkcyjna
Mieszalnik V-3 m’
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IV.3. Sposoby post¢gpowania z wytwarzanymi odpadami
IV.3.1. Miejsce 1 sposdb magazynowania odpadow

Tabela 16
Lp. Kod Rodzaj odpadu Sposéb Miejsce magazynowania
odpadu magazynowania
l. Mineralne oleje silnikowe, z linii I 1 I’I - wiata magazynowa
przektadniowe i smarowe nie szczelnie zamknigte odpadow obok bud.L3-D,
130205 zawierajace zwiazkow beczki stalowe V-200 1 2 linii III, IV, V’, VI VI vylata
chlorowcoorganicznych magazynowa odpadow obok misy prod.
Surowcow
2. . . . e z linii [ 11T - wiata magazynowa
160213 wymienione w 16 02 09 do 16 02 | magazynowane w 2 linii IIL, IV, V’, VIV Wwiata
15 Kartonach papicrowych magazynowa odpadéw obok misy prod.
SUrowcoOw
3 tsk(;rfiim}gon\ljtiriz?ngtgcyjne’ z linii 1111 - wiata magazynowa
1502 03 szlamy s’cierii) ; ubraniap ' zawigzane worki odpadéw obok bud.L3-D,
Y, 5¢ . o foliowe z linii I1I, IV wiata magazynowa
ochronne inne niz wymienione w . . .
1502 02 odpadéw obok misy prod. surowcow
4. z linii 1111 - wiata magazynowa
utozone i otasmowane odpadow obok bud.L3-D,
150101 [Opakowania z papieru i tektury . L z linii III, IV, Vi VII wiata
na palecie drewnianej , .
magazynowa odpadéw obok misy prod.
SUrowcow
5. z linii [ 111 - wiata magazynowa
Opakowania z tworzyw opakowania mate w odpadéw obok bud.L3-D,
1501 02 Szliuczn o Y workach foliowych lub | z linii I, IV, V, VIi VII wiata
Y kontenerze V1000 1 magazynowa odpadoéw obok misy prod.
SUrowcow
6. z linii [ 1 II - wiata magazynowa
beczki V-200 1 odpadow obok bud.L3-D,
1501 04 |Opakowania z metali pouktadane luzem w z linii II1, IV, V, VI i VII wiata
wyznaczonym miejscu | magazynowa odpadow obok misy prod.
surowcow
7. beczki stalowe V-200 1 z linii 1111 - wiata magazynowa
1701 01 Odpady betonu oraz gruz 26 zdeimowan odpadow obok bud.L3-D,
betonowy z rozbidrek i remontow denni (3 4 z linii V wiata magazynowa odpadow
4 obok misy prod. surowcow
8. beczki stalowe V-200 1 z linii [ 11l - wiata magazynowa
. odpadéw obok bud.L3-D,
170202 |Szkto ze zdejmowana . . ,
dennic z linii V wiata magazynowa odpadow
A obok misy prod. surowcow
9. ztom stalowy (np.
armatura) z linii I - wiata magazynowa odpadow
' magazynowany luzem, obok bud.L3-D,
17 04 05 | Zelazo i stal drobne elementy w z linii IV, V, V11 VII wiata
beczkach stalowych V- | magazynowa odpaddéw obok misy prod.
200 1 ze zdejmowang SUrowcow
dennica
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10. Materiaty izolacyjne inne niz beczki stalowe V-2001 | * linii I - wiata magazynowa odpadow
170604 |wymienione w 1706011706 |ze zdejmowana . ObokbudL3-D,
03 dennica z linii Iy, Vi VH' wiata magazynowa
odpadoéw obok misy prod. surowcow
11. magazynowane w
. . workach foliowych lub | z linii III, IV 1 V wiata magazynowa
150105 | Opakowania wiclomateriatowe beczkach V-2(\;E)y ze odpadéw obok misy prod. surowcow
zdejmowang dennica
12. beczki stalowe V-200 1 linii TV wiat dpadé
1501 07 |Opakowania ze szkla ze zdejmowang ZHni LY wiata magazynowa ocpacow
dennica obok misy prod. surowcow
13. szczelnie zamknigte
0702 16* Odpady zawierajace beczki stalowe V-200 1| zlinii V wiata magazynowa odpadow
niebezpieczne silikony ze zdejmowana obok misy prod. surowcoéw
dennica
14. Odpady farb i lakieréw szezelnie — zamknicte
L7 _y beczki stalowe V-200 1 L . .
0801 11* |ZWierajace rozpuszczalmkl . e zdejmowana z linii V w1atg magazynowa odpadow
organiczne lub inne substancje dennica, kontenery V- obok misy prod. surowcow
niebezpieczne 1000 1
15. Sorbenty, materiaty filtracyjne (w
tym filtry olejowe nieujgte w
1502 02* gfl;lgice};anirll(fli)c.hs);ma?t(}ims’?ilerk?)(: szcze.lnie.zamkniqte z lin’ii ViVI w.iata magazynowa
ubrania ochronne worki foliowe odpadow obok misy prod. surowcow
zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
16. Zuzyte nieorganiczne chemikalia
zawierajace substancje szczelnie zamknigte 2 linii V wiata magazynowa odpadow
16 05 07* |niebezpieczne (np. butelki szklane lub bok mi d .
przeterminowane odczynniki pojemniki metalowe 0DOK misy prod. surowcow
chemiczne)
17. Zuzyte organiczne chemikalia
zawierajace substancje szczelnie zamknigte linii V wiat dpads
16 05 08* | niebezpieczne (np. butelki szklane lub z itV wiata magagynowa ofpadow
przeterminowane odczynniki pojemniki metalowe obok misy prod. surowcow
chemiczne)
18, 070217 deady ;avyieraj ace silikony inne E:Zﬂ;ii@:;qv_zoo : z linii V wiatg magazynowa odpadow
niz wymienione w 07 02 16 dennica obok misy prod. surowcow
19. Szlamy z usuwania farb i beczki stalowe V-200 1 linii V wiat dpadé
08 01 14 [lakieréw inne niz wymienione w | ze zdejmowang Znil v wiata magazynowa ocpacow
0801 13 dennica obok misy prod. surowcow
20. ZuZy.te ghemikalia inne niz szczelnie zamknigte I . .
160509 |WVymienione butelki szklane lub z linii V w1at.a magazynowa odpadow
w 16 05 06, 16 05 07 Iub 16 05 pojemniki metalowe obok misy prod. surowcoéw
08
21. beczki stalowe V-200 1
170203 |Tworzywa sztuczne ze zd.ejmowanq z linii V wiatg magazynowa odpadow
dennica, kontenery V- obok misy prod. surowcow
1000 1
2. 070217 Odpady zawierajace silikony inne ];ZCZZCEISI?)@‘:;QV_ZOO . z linii V 1 VI wiata magazynowa
niz wymienione w 07 02 16 dennica odpadow obok misy prod. surowcow
23. 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne E:Zﬂ;ii&:;qv_zoo : z linii [I1 1 IV wiata magazynowa

niz wymienione w 08 04 09

dennica

odpadéw obok misy prod. surowcow

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne
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IV.3.2. Sposéb dalszego gospodarowania odpadami wytwarzanymi w instalacji

Tabela 17
Lp. (Kod odpadu Rodzaj odpadu Procesy gospodarowania
odpadami
1. 13 02 05* Mmeralpe Qleje s1lrpkox3ve, przektadniowe i smarowe RO, R14
nie zawierajace zwigzkow chlorowcoorganicznych
2. Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
1502 03 [(np. szlamy, Scierki) i ubrania ochronne inne niz R14, D5,D10
wymienione w 15 02 02
3. « | Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne
1602 13% 1 menty inne niz wymienione w 16 02 09 do 1602 12|  RHR>R14,D9.D10
4. 150101 |Opakowania z papieru i tektury R1,R14, D5,D10
5. 1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych R1,R14, D10, D5
6. 1501 04 |Opakowania z metali R14,R10, D5
7. 1701 01 Odpadyy betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i R14, D5
remontow
8. 170202 |Szklo R14, D5
9. 170405 |Zelazo i stal R4, R13,R14
10. 17 06 04 Materlaly izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 R14, D5, D10
11706 03
11. 08 04 10 OOfggdowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 R14, D10
12. 1501 05 |Opakowania wielomateriatlowe R1,R14,D5,DI10
13. 1501 07 |Opakowania ze szkla R14, D5
14. 07 02 16* | Odpady zawierajace niebezpieczne silikony D5, D10
15. 0801 11* Odpady farb i lgklerow zawierajace rozpuszczalmkl R2, R14, D10
organiczne lub inne substancje niebezpieczne
16. Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieuje¢te w innych grupach), tkaniny do wycierania
1502 02* | (np. szmaty, Scierki), ubrania ochronne R1,R14,D10,
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.
PCB)
17. Zuzyte nieorganiczne chemikalia zawierajace
16 05 07* | substancje niebezpieczne (np. przeterminowane R1,D9,D10
odczynniki chemiczne)
18. Zuzyte organiczne chemikalia zawierajace substancje
16 05 08* | niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki R1,D9, D10
chemiczne)
19. 0702 17 Odpady zawierajace silikony inne niz wymienione w D5, D10
070216
20. 08 01 14 Szlamy Z usuwania farb i lakierow inne niz D5, D10
wymienione w 08 01 13
21. Zuzyte chemikalia inne niz wymienione
160509 10716 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 D9, D10
22. 1702 03 |Tworzywa sztuczne R14,D5,D10

* odpady klasyfikowane jako niebezpieczne

IV.3.3.Warunki gospodarowania odpadami z uwzglednieniem ich zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania dla wszystkich instalacji.

IV.3.2.1.0dpady poprodukcyjne zbierane bgda przy liniach produkcyjnych
w podrgcznych pojemnikach, a po ich zapetieniu przewozone beda transportem
wewngtrznym do miejsc magazynowania.
IV.3.2.2. Odpady niebezpieczne gromadzone beda w specjalnych, szczelnych
pojemnikach, przystosowanych do przechowywania danego rodzaju odpadow,

odpornych na korozje oraz na dzialanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu.
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IV.3.2.3. Wszystkie miejsca magazynowania beda:

- urzadzone w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo dla ludzi i Srodowiska,

- oznakowane,

- odpowiednio o§wietlone,

- zabezpieczone przed dostgpem 0so6b nieuprawnionych,

- wyposazone beda w urzadzenia i materiaty gasnicze oraz sorbenty do likwidacji

ewentualnych rozlewéw odpadow w postaci ciekte;.

IV.3.2.4. Wytworzone odpady wymienione w punkcie II.3. niniejszej decyzji
przekazywane beda specjalistycznym firmom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie
gospodarowania odpadami, posiadajace wymagane prawem zezwolenia.

IV.3.2.5. Odpady transportowane beda z czgstotliwoscia wynikajaca z procesow
organizacyjnych i technologicznych, w szczegdlno$ci pojemno$ci magazynow
wymienionych w punkcie IV.3 niniejszej decyzji oraz wynikajaca z zebrania
odpowiedniej ilo$ci tych odpadow do transportu.

IV.3.2.6. Odpady magazynowane i transportowane zabezpieczone beda przed ich
przypadkowym rozprzestrzenianiem sig.

IV.3.2.7. Gospodarka odpadami bedzie odbywac si¢ zgodnie z instrukcja opracowana

1 zatwierdzong przez prowadzacego instalacje

IV.3.4. Warunki poboru wody i emisji $ciekdw z instalacji

IV.3.4.1. Pobor wody dla potrzeb sanitarno-bytowych 1 technologicznych instalacji od
dostawcy zewngtrznego (na podstawie umowy cywilno-prawnej).
IV.3.4.2. Maksymalny pobor wdd dla potrzeb instalacji bedzie wynosit
Qud = 1500 m*/d
Qmaxh = 135 m’/h

IV.4. Warunki emisji Sciekow z instalacji

IV.4.1. Scieki przemystowe z instalacji wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych
Zaktadow Chemicznych ,, ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie
wylotami I 1 II.

IV.4.1.1. Wylotem I odprowadzane bgda $cieki z linii technologicznych II, IIL, IV, V, VI,
VII (znajdujacych si¢ w budynkach 10, 7, 511), z misy magazynowej, wiaty olejowej
1 wiaty konfekcji.

IV.4.1.2. Punktem granicznym instalacji w zakresie wprowadzania $ciekow
przemystowych wylotem I bedzie studzienka P-1 kanalizacyjna obok magazynu
SUrOWCOW.

IV.4.1.3. Wylotem II odprowadzane begda $cieki z linii technologicznych I, II
(znajdujacych si¢ w budynku L3-D).

IV.4.1.4. Punktem kontrolnym instalacji w zakresie wprowadzania $ciekow
przemystowych wylotem II bedzie studzienka P-2 kanalizacyjna przy drodze
asfaltowej, naprzeciwko budynku L3-D.

IV.4.2. Scieki bytowe z instalacji odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej

Zaktadow  Chemicznych ORGANIKA-SARZYNA S.A. w Nowej Sarzynie

wylotami I i II.

IV.4.2.1. Wylotem I odprowadzane bgda $cieki bytowe z budynkow 10, 7, 511, z misy
magazynowej, wiaty olejowej i wiaty konfekcji..

IV.4.2.2. Punktem kontrolnym instalacji w zakresie wprowadzania $ciekéw bytowych
wylotem I bedzie studzienka kanalizacyjna S-1 przy gtéwnej bramie wjazdowej, obok
laboratorium.

IV.4.2.3. Wylotem II odprowadzane beda $cieki bytowe z budynku L3-D.

SR.IV-6618/9/05 str. 20 z 32



IV.4.2.4. Punktem kontrolnym instalacji w zakresie wprowadzania $ciekéw bytowych
wylotem II bedzie studzienka kanalizacyjna S-2 wewnatrz budynku L3-D,
(studzienka nr 1) obok wejscia do szatni.

IV.4.3. Wody opadowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane beda czg$ciowo do
ziemi, a czg$ciowo do urzadzen kanalizacyjnych Zakladéw Chemicznych ,,ORGANIKA-
SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie.

IV.4.3.1. Wody z dachu budynku L3-D, w ktorym zlokalizowane bgda linie technologiczne
I i IT odprowadzane bgda rurociagiem do studzienki chtonnej D-1 obok budynku - od
strony zachodnie;.

IV.4.3.2. Wody z dachéw budynkow, w ktérych zlokalizowane beda linie technologiczne
I, IV, V, VI, VII, bgda odprowadzane w nastgpujacy sposob:

a/ Wody z dachu budynku administracji i laboratorium odprowadzane beda rurociagiem do
studzienki chtonnej D-2 obok budynku od strony potudniowe;.

b/ Wody z budynku nr 10 (linia V) odprowadzane beda rurociagiem do studzienki chlonnej
D-3 obok budynku od strony péinocne;.

¢/ Wody opadowe z =zadaszenia misy produkcyjnej odprowadzane beda dwoma
rurociggami do dwodch studzienek chionnych D-4 i D-5 obok misy od strony
poludniowe;.

d/ Wody z placéw asfaltowych i1 betonowych przy budynkach nr 10, 503 oraz przy misie
produkcyjnej (ok. 4400 m’ powierzchni lacznej) odprowadzane beda do dwoéch
studzienek bezodptywowych D-6 i D-7 o pojemnosci 1,6 m® kazda, usytuowanych przy
bramach wschodniej i potudniowej, poprzez otwarte rynny umieszczone na calej
szerokosci obu bram. Wody z tych studzienek wypompowywane beda okresowo do
dwoch zbrojonych konteneréw polietylenowych o pojemnosci 1m® typu big-bag i po
przewiezieniu ich w okolice tapacza spuszczane do kanalizacji przemystowej przez
trzykomorowy tapacz, zlokalizowany przy wiacie konfekcji wyrobow.

V. Rodzaj i maksvymalnag ilo§¢ wykorzystywanej energii, materialow, surowcow i paliw

V.1. Pobor wody dla potrzeb instalacji

Tabela 18
Lp. Rodzaj wody Pobor wody Pobor wody Pobor wody
[m3/d0b§] [m3/miesiqc] [m®/rok]
1. | Woda dla potrzeb sanitarno-bytowych i 1730 40700 508400
technologicznych

V.2. Maksymalng ilo$¢ podstawowych surowcow i materialow stosowanych
w produkcji

Tabela 19
Lp. Rodzaj materialéw i surowcéw Jednostka Zuzycie
1. | Hydrolizat dimetylodichlorosilanu (DDS) Mg/rok 666
2. | Heksametylodisiloksan Mg/rok 42
3. | Katalizator Clarsil Mg/rok 1,2
4. Srodki powierzchniowo-czynne Mg/rok 12
5. | Krzemionka Mg/rok 55
6. | Dimetylocykosiloksan (DMC) Mg/rok 600
7. | Metylowinylocyklosiloksan (VMC) Mg/rok 4
8. | Katalizator TMAH (wodorotlenek Mg/rok 0,1
tetrametyloamoniowy)

. Plastyfikatory (oleje silikonowe o lep 100, 300) Mg/rok 5

10. | Polimer — FD (oleje silikonowe reaktywne Mg/rok 220
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o lep 20000, 80000)
11. | olej silikonowy nieraktywny o lepkosci 100 cP Mg/rok 81
(Weichmacher)

12. | Fungicyd Mg/rok 0,7
13. | acetoksysilan (Vernetzer) Mg/rok 4,1
14. |HDK Mg/rok 7
15. | Pigment Mg/rok 15,5
16. | Katalizator SK (cynowy) Mg/rok 0,1
17. | Stabilizator (kopolimer polieolefinowy) Mg/rok 9,5
18. | Katalizator 41 (cynowy) Mg/rok 16
19. | Shellsol Mg/rok 97
20. | Polastosil Mg/rok 280
21. |DBTL Mg/rok 2
22. | czteroetoksysilan (Wacker Silikat) Mg/rok 8
23. | Kreda Mg/rok 9,5
24. | Zeosil (krzemionka) Mg/rok 5
25. | Tixolex (krzemionka) Mg/rok 29
26. | Czerwien zelazowa Mg/rok 0,3
27. | Dodatki sieciujace Mg/rok 3
28. | Metylotrichlorosilan (MTS) Mg/rok 446
29. | Fenylotrichlorosiln (FTS) Mg/rok 15
30. | Benzyna lakowa Mg/rok 114
31. |Ksylen Mg/rok 116
32. | Cykloheksanol Mg/rok 148
33. | Butanol Mg/rok 4
34. | Wegiel aktywny Mg/rok 1
35. | Weglan sodu Mg/rok 0,5
36. | Biel tytanowa Mg/rok 35
37. | Czerwien kadmowa Mg/rok 0,02
38. | Siarczan baru Mg/rok 4,5
39. |Talk Mg/rok 17
40. | Woda amoniakalna Mg/rok 0,5
41. | Sulforokanol Mg/rok 1,5
42. | Wodorotlenek sodu Mg/rok 26
43. | Epidian Mg/rok 108
44. | Eter krezolowoglicydylowy (EKG) Mg/rok 28
45. | Izoforonodiamina Mg/rok 16,5
46. | Utwardzacze Mg/rok 7
47. | Kwas szczawiowy Mg/rok 59
48. | Kwas ortofosforowy Mg/rok 6
49. | Kwas fluorowodorowy Mg/rok 19
50. | Rokafenol Mg/rok 70
51. | Propanol-2 Mg/rok 12
52. | Chlorek metylenu Mg/rok 13

V.3. Zuzycie czynnikow energetycznych dla potrzeb wlasnych instalacji

w przeliczeniu na 1Mg/rok gotowego produktu

Tabela 20
Cieplo w Cieplo w Energia Woda Woda Azot Powietrze
Grupa wyrobow parze goracej |elektryczna| przemy- pitna [Nm®/ [Nm®/
[GJ/ wodzie [GJ [KWh/ slowa [m®/ Mg prod] | Mg prod]
Mg prod] | /Mg prod] | Mg prod] [m?/ Mg prod]
Mg prod]
Wezty linii 1
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Oleje silikonowe 5,13 3,00 79,30 29,00 0,03 47,50 10,50
Emulsje silikonowe 0,60 0,10 35,90 7,00 0,05 - 19,70
Pasty silikonowe - 1,40 331,90 - 0,90 - 365,00
Srodki - 0,60 27,40 27,20 0,40 - -
przeciwpienne

Wezly linii 11

Polimer MV 22,0 6,80 240,00 42,00 0,25 272,20 -
Przedmieszki HTV - 1,52 1297,4 3,6 - - 942,8
Wezet linii 111

Kauczuki 1,96 4,40 31,4 5,8 3,7 - 146,9
jednoktadnikowe

Wezly linii IV

Oleje reaktywne 48,0 - 2133 11,1 - - -
Katalizatory - - 20,0 5,0 - - -
Kauczuki 6,85 3,8 54,5 10,2 6,4 - -
dwusktadnikowe

Wezly linii V

Zywice silikonowe 44,05 18,80 1164,0 1775,70 3,10 17,1 3420,0
Impregnaty - 12,0 1343,0 33,20 - - -
Farby silikonowe - 0,20 44,70 61,60 0,60 - 137,0
Wezly linii VI

Ahydrosil K i KT/K - 0,20 56,5 72,0 0,60 - 160,0
Silbud - 0,20 36,0 45,0 0,50 - 101,0
Wezty linii VII

Wyroby 100,0 19,0 2617,0 74,5 1,2 - -
epoksydowe

Sarsil-czy$cik - 0,2 16,0 40,0 - - 55,0
Roézne 33,65 6,5 29450 996,2 9,6 - 181,2

V1. Zakres i sposob monitorowania procesow technologicznych, w tym pomiaru

SR.IV-6618/9/05

i ewidencjonowania wielko$ci emisji

VI.1. Monitoring procesow technologicznych
VI.1.1. Sprawdzanie szczelnosci aparatury reakcyjnej przed rozpoczgciem cyklu
produkcyjnego poprzez:
napetnianie ci$nieniowe reaktoréw i kontrol¢ wymaganego ci$nienia wewnatrz
uktadu przy uzyciu manometroéw,

—  wytworzenie i odczyt wielkosci prézni na wakuometrach,

—  wizualng kontrolg szczelnos$ci zaworow spustowych.

VI.1.2. Monitorowanie parametréw technologicznych poprzez wykonywanie przy kazdej
szarzy produkcyjnej analiz laboratoryjnych w Laboratorium Kontroli Jakosci,
charakterystycznych dla danej syntezy (szczegdtowy wykaz oznaczen okre$lony jest
w instrukcjach technologicznych).

VI.1.3. Kontrola czasu prowadzenia procesu zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcjach technologicznych.

VI1.2. Monitoring emisji gazow i pylow do powietrza
VI1.2.1. Stanowiska do pomiaru wielkosci emisji w zakresie gazow lub pytéw do powietrza
beda zamontowane na emitorach E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-8, E-10, E-17, E-18 1 E-19.
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VI1.2.2. Stanowiska pomiarowe beda na biezaco utrzymywane w stanie umozliwiajacym

prawidlowe wykonywanie pomiardw emisji

wymogow BHP.

oraz zapewniajacym zachowanie

VI1.2.3. Ustalam zakres i1 czgstotliwos$¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitorow

Tabela 21
Lp. Nr emitora Czestotliwo$é pomiarow Substancja zanieczyszczajaca
1. E-2, E-3, E-4, E-5, co najmniej co roku toluen
E-6, E-18 1 E-19 ksylen
benzen
w terminie do weglowodory alifat.
31.10.2007r. butan-1-ol
cykloheksanol
2. E-10, E-17 co najmniej co roku kwas octowy
pyl zawieszony PM10
3. E-18 co najmniej co roku toluen
ksylen
w terminie do weglowodory alifat
31.10.2007r. kwas octowy
pyt zawieszony PM10
4. E-19 co najmniej co roku toluen
ksylen
w terminie do benzen
31.10.2007r. weglowodory alifat
butan-1-ol
kwas octowy
pyt zawieszony PM10

VI.2.4. Pomiary emisji nalezy wykonywa¢ metodami opisanymi w Polskich Normach

VI1.2.5. Od dnia 01.11.2007r. w przypadku emitorow E-2, E-3, E-4, E-5, E-18 1 E-19 zakres
monitoringu emisji gazow 1 pyldéw do powietrza wynika z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji.

VI.2.6. Wyniki pomiardw prowadzacy instalacj¢ bedzie przedktadal Wojewodzie
Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie w terminie ustawowym.

VI1.3. Pomiar emisji halasu do Srodowiska

VI.3.1. Jako referencyjne punkty pomiarowe hatasu okreslajace oddzialywanie akustyczne
instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej ustalam dotychczas wykorzystywane
punkty kontrolne Nr 1 do Nr 3 (lezace na wschod i pdétnocny-wschod od granic
instalacji przy zabudowie mieszkaniowej).

VI.4.1. Pomiary hatasu okre$lajace oddzialtywanie akustyczne instalacji objetej
pozwoleniem zintegrowanym na tereny zabudowy mieszkaniowej beda prowadzone w
punktach zlokalizowanych na prostych laczacych z dwoma najblizej polozonymi
budynkami na pétnocny-wschod i wschod od granic instalacji, pomigdzy ogrodzeniem
terendw przemystowych a tymi budynkami.

V1.4.2. Pomiary hatasu w srodowisku przeprowadzane beda po kazdej zmianie procedury
pracy instalacji lub wymianie urzadzen okreslonych w Tabeli 14.
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V1.4.3. Pomiary hatasu wykonywane beda zgodnie z metodyka referencyjna wynikajaca
z obowiazujacych przepisow szczegdlnych, w tym réwniez w zakresie czgstotliwosci
pomiarow.

VI1.4. Monitoring poboru wody
VI1.4.1. Operator instalacji bedzie prowadzil pomiar zuzycia wody dla instalacji
W nastgpujacy sposob:

VI1.4.1.1. Zuzycie ilosci wody zuzywanej przez linie I i II bgdzie mierzone wodomierzem
Srubowym zainstalowanym na gléwnym rurociagu doprowadzajacym wodg do
budynku L3-D, na parterze, w pomieszczeniu kolektoréw i przepompowni kondensatu
pary. Srednica nominalna DN 50 mm.

V1.4.1.2. Zuzycie ilosci wody zuzywanej przez linie III i IV bedzie mierzone
wodomierzem $rubowym zainstalowanym na gtéwnym rurociagu doprowadzajacym
wode do budynku 511, na poziomie 0, w pomieszczeniu kolektoréw wody i pary.
Srednica nominalna DN 80 mm.

V1.4.1.3. Zuzycie ilosci wody zuzywanej przez instalacjc V bedzie mierzone
wodomierzem $rubowym zainstalowanym na gtéwnym rurociagu doprowadzajacym
wod¢ do budynku nr 10, w pomieszczeniu biurowym, na poziomie 0.
Srednica nominalna DN 150 mm.

VI1.4.1.4. Zuzycie ilosci wody zuzywanej przez instalacje VI i VII bedzie mierzone
wodomierzem $rubowym zainstalowanym na gtownym rurociagu doprowadzajacym
wode do wiaty 503, w pomieszczeniu wewnatrz wiaty. Srednica nominalna
DN 65 mm.

VI1.4.1.5. Wyniki odczytow wodomierzy beda rejestrowane z czg¢stotliwo$cia minimum
1 raz na miesiac.

VI.5. Monitoring ilo$ci Sciekow

VI.5.1. Kontrola ilosci $ciekow przemystowych emitowanych z instalacji wylotem I
prowadzona bedzie na podstawie rejestrowanych pomiaréw dokonywanych za pomoca
magnetyczno - indukcyjnego przeptywomierza PULSMAG V DMI 6532,
zamontowanego w studzience kanalizacyjnej wylotu I, usytuowanej w poblizu bramy
gtownej na teren Zaktadu od strony wschodnie;.

VIL.5.2. Kontrola ilosci $ciekow przemyslowych emitowanych z instalacji wylotem II
prowadzona bgdzie na podstawie rejestrowanych pomiarow ilo$ci zuzywanej wody,
przyjmujac ilos¢ Sciekow réwna 1/10 ilosci zuzycia wody przemystowej do czasu
montazu licznika pomiaru ilosci sciekow odprowadzanych
z instalacji.

VI1.5.3. Po zamontowaniu w/w licznika nalezy rejestrowa¢ wyniki odczytow min. 1 raz
w miesigcu i przechowywac przez okres 5 lat.

VI1.5.4. Kontrola ilosci $ciekow bytowych emitowanych z instalacji prowadzona bedzie na
podstawie rejestrowanych pomiarow ilosci zuzywanej wody, przyjmujac ilos¢ sciekow
rowna 100% ilo$ci zuzywanej wody pitne;.

VI1.6.Monitoring jakosci Sciekow z instalacji

Tabela 22
L.p. Rodzaj $ciekéw Punkt poboru $ciekéw zaKkres monitoringu Czestotliwosé
odprowadzanych monitoringu
z instalacji
Scieki bytowe studzienka kanalizacyjna nr 1 CHZT, CO najmniej co
wewnatrz budynku L3-D, na BZT;, roku
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korytarzu, obok wejscia do
szatni.

zawiesiny ogolne

2. Scieki wylot I studzienka we wskaznikach co najmniej co pot
przemystowe kanalizacyjna obok magazynu okreslonych roku
SUrOwWcoOw w tabeli 9
3. Sciekow wylot II studzienka we wskaznikach co najmniej co pot
przemystowych kanalizacyjna przy drodze okreslonych roku
asfaltowej, naprzeciwko w tabeli 10

budynku L3-D

4. Wody deszczowo-

studzienki chlonne stuzace do

zawiesiny ogolne,

co najmniej co pot

roztopowe wprowadzania tych $ciekow substancje ropopochodne | roku
wprowadzane do ziemi
Do ziemi
5. wody deszczowo- | studzienki bezodptywowe zawiesiny ogolne, co najmniej co pot
roztopowe przy bramach wschodniej i substancje ropopochodne | roku
wprowadzane do potudniowej Zaktadu.
urzadzen Przed wypompowaniem
kanalizacyjnych zawartosci studzienki do

kanalizacji pobierana bedzie
probka $ciekow

VI1.6.1. Wszystkie punkty kontroli jako$ci $ciekow zostana oznakowane.

V1.6.2. Wyniki analiz jakosci $ciekéw beda przechowywane przez okres 5 lat.

VI1.6.3. Pomiary jakosci $ciekow nalezy wykonywa¢ metodykami
w przepisach szczegolnych.

opisanymi

VII. Sposob postepowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej sluzacej do

VIII. Metody zabezpieczenia

monitorowania proceséw technologicznych

W przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej kontrolujacej proces technologiczny
niezwlocznie wymieni¢ uszkodzone urzadzenie, a w przypadku gdy niesprawnosé¢
aparatury moze skutkowaé niekontrolowanym wzrostem emisji wylaczy¢ instalacje
z eksploatacji, zgodnie z procedura zatrzymania instalacji.

O fakcie uszkodzenia aparatury badz wylaczenia instalacji z w/w powodu nalezy
powiadomi¢ Wojewode Podkarpackiego i Podkarpackiego Wojewodzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska.

srodowiska przed skutkami awarii przemyslowej
i sposob powiadamiania o jej wystapieniu.

W przypadku wystapienia awarii przemyslowej nalezy stosowac sposoby postgpowania
1 powiadamiania zgodnie z opracowanym 1 zatwierdzonym przez Zaktad Chemiczny
»Silikony  Polskie” ,,Planem  Operacyjno—Ratowniczym”, bedacym elementem

dokumentacji zwiazanej z Programem Zapobiegania Awariom.

IX. Sposoby osiagania wysokiego poziomu ochrony srodowiska jako calo$ci

SR.IV-6618/9/05

IX.1. Nalezy podja¢ dzialania majace na celu odprowadzanie $ciekéw deszczowych
z placow asfaltowych i1 betonowych przy budynkach nr 10, 503 oraz przy misie
produkcyjnej do kanalizacji.

IX.2. W terminie do 30.06.2007r. nalezy przedstawi¢ harmonogram dziatanh w tym

zakresie.

IX.3. Prowadzone bedzie efektywne zuzycie wody poprzez:

- prowadzenie monitoringu zuzywanej wody,

- regularne kontrole sieci wodociagowe] pozwalajace na

ewentualnych nieszczelnosci,

- funkcjonowanie zamknigtego obiegu wody chtodzacej wykorzystywanej do celow

technologicznych.

szybkie wykrycie
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IX.4. Co najmniej dwa razy w roku (wiosna, jesien) oraz kazdorazowo po deszczach
nawalnych lub przy wypehieniu 2/3 czgéci osadowej beda czyszczone studzienki
kanalizacyjne.

IX.5. W przypadku wystapienia niekontrolowanych wyciekéw substancji na teren nalezy
zabezpieczy¢ kanalizacjg oraz odbiorniki przed ich wprowadzeniem do srodowiska.
IX.6. Do kanalizacji deszczowej nie moga by¢ wprowadzane inne ptyny lub ciata state

oprocz wod deszczowo-roztopowych.

IX.7. Drogi i place oraz pozostaty teren nalezy utrzymywac w czystosci i porzadku.

IX.8. Nalezy prowadzi¢ rejestr wykonywanych prac konserwacyjnych oraz remontowych
zwiazanych z eksploatacja sieci kanalizacyjnych.

IX.9. Przestrzegane beda opracowane i zatwierdzone przez prowadzacego instalacje,
instrukcje i procedury postgpowania z substancjami 1 preparatami niebezpiecznymi.
IX.10. Zakup surowcow bedzie prowadzony $cisle pod zaplanowana produkcje

z uwzglednieniem programu badan rynkowych.

IX.11. Wszystkie urzadzenia objg¢te niniejsza decyzja beda utrzymywane we wilasciwym
stanie technicznym i1 prawidlowo eksploatowa¢ zgodnie z ich instrukcjami techniczno-
ruchowymi.

IX.12. Wszystkie urzadzenia zwigzane z monitoringiem procesu technologicznego bgda
w pelni sprawne, umozliwiajace prawidlowe wykonywanie pomiardw oraz
zapewniajace zachowanie wymogow BHP.

IX.13. Prowadzona bgdzie stata kontrola zuzycia energii.

IX.14. Od dnia 01.01.2007r. prowadzony bedzie monitoring wédd podziemnych
w oparciu o wykonana sie¢ monitoringu z tym, ze punkty pomiarowe monitoringu,
tlo hydrogeochemiczne otoczenia instalacji, czgstotliwos¢ oraz zakres monitoringu
zostang ustalone w oparciu o sporzadzona dokumentacj¢ szczegdélowa w trybie
odrebnego postgpowania.

X. Sposoby postepowania w przvpadku zakonczenia eksploatacji instalacji

W przypadku zakonczenia eksploatacji, nalezy oprézni¢ i wyczysci¢ wszystkie urzadzenia
technologiczne, a nastgpnie zdemontowac 1 zlikwidowa¢ wszystkie obiekty 1 urzadzenia
zgodnie z wymogami wynikajacymi z przepisow budowlanych.

XI. Ustalam dodatkowe wymagania

XI.1. Surowce do produkcji beda transportowane w opakowaniach jednostkowych
z magazynow wchodzacych w sklad instalacji przy pomocy wozkow widlowych
recznych lub mechanicznych wyznaczonymi drogami transportowymi.

XI.2. Opracowane wyniki pomiarow wykonywanych w zwiazku z realizacja
obowiazkow okreslonych w punktach VI.2, VL.3, VI.6 i IX.12 nalezy przedktada¢
Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Podkarpackiemu Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie niezwlocznie, nie poézniej niz 30 dni od daty ich
wykonania.

XII. Pozwolenie obowiazuje do dnia 22 maja 2016 roku
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Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 18.07.2005r. znak: NT/1569/2005 Zaktad Chemiczny
»Silikony Polskie” Sp. z 0.0. w Nowej Sarzynie, ul. Chemikow 1 wystapita o wydanie
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow
chemicznych, podstawowych produktow lub potproduktéw chemii nieorganiczne;.
W sktad instalacji wchodzi¢ bedzie siedem linii technologicznych, ktorych produkcja bedzie
obejmowaé¢ wyroby silikonowe, w postaci polimerow liniowych lub rozgatgzionych
o roznorodnych witasciwosciach. Zwiazki silikonowe ze wzgledu na obecnos$¢ atomu krzemu
w budowie ich czasteczek, zostaty zaliczone do zwiazkéw nieorganicznych. Majac to na
wzgledzie, po wstepnej analizie wniosku stwierdzitem, ze instalacja wymaga pozwolenia
zintegrowanego, gdyz klasyfikuje si¢ zgodnie z ust.4 pkt 2 zatacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 lipca 2002 .
w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie
poszczegoOlnych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci do instalacji
stuzacych do wytwarzania, przy zastosowaniu procesow chemicznych, podstawowych
produktéw lub poétproduktéw chemii nieorganicznej. Natomiast organem wiasciwym do
wydania pozwolenia jest Wojewoda Podkarpacki na podstawie art. 378 ust. 2 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 1b rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na  $rodowisko oraz = szczegdtowych  uwarunkowan — zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko.
Po uzupelieniu brakéw formalnych wniosku pismem z dnia 17.08.2005r.
znak: SR.IV-6618/9/05 zawiadomilem o wszczeciu postepowania administracyjnego
w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji oraz oglosilem,
ze przedmiotowy wniosek zostal umieszczony w publicznie dostgpnym wykazie danych
o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie oraz o prawie
wnoszenia uwag 1 wnioskow do przedtozonej dokumentacji. Ogloszenie przez 21 dni byto
dostepne na tablicach ogloszen: Zaktadu Chemicznego ,,Silikony Polskie” Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie, Zakladéw Chemicznych ,,Organika Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie,
Urzedu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie oraz na stronie internetowej i tablicy ogloszen
Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego w Rzeszowie. W okresie udostgpniania wniosku nie
wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Po przeprowadzeniu ogledzin instalacji w dniu 14.08.2005r. i po szczegdlowym
zapoznaniu si¢ z przedlozona dokumentacja stwierdzitem, ze wniosek nie przedstawia
w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska,
wynikajacych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska. W szczego6lnosci dokumentacja
jednoznacznie nie okreslata, czy wszystkie wody chtodnicze sa w obiegu zamknigtym, nie
podawata wielkosci i sposobu odwadniania powierzchni uszczelnionych (place i drogi
utwardzone) oraz sposobu oczyszczania i odprowadzania wod deszczowo-roztopowych z tych
powierzchni, nie zawierala danych technicznych 1 lokalizacji urzadzen pomiarowych
stuzacych do pomiaru ilosci wody dla potrzeb instalacji i ilosci $ciekéw odprowadzanych
z instalacji. W dokumentacji brak byto kart surowcéw chemicznych, wynikéw analiz $ciekow
w zakresie odpowiednich wskaznikéw oraz szczegdélowego wykazu zbiornikow
magazynowych. W  zwiazku z tym, postanowieniem z dnia 20.09.2005r.,
znak: SR.IV-6618/9/05 wezwalem Zaktad Chemiczny ,Silikony Polskie” Sp. z o.o.
w Nowej Sarzynie do uzupelnienia wniosku. Po przeanalizowaniu przedtozonych przez
Zaktad uzupetien z dnia 07.10.2005r. i z dnia 24.11.2005r. uznatem, ze wniosek speinia
wymogi art. 184 1 art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
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Analize instalacji pod katem najlepszych dostgpnych technik przeprowadzitem
w odniesieniu do dokumentow pt:
,»Najlepsze Dostepne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branzy Chemicznej w Polsce. Specjalne
Chemikalia nieorganiczne” opracowane przez zespot specjalistow technicznej grupy roboczej
ds. przemystu chemicznego, zatwierdzony przez  Ministerstwo  Srodowiska
w czerwcu 2005r.
,IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for the Manufacture of
Organic fine Chemical” (Draft December 2004, European IPPC Bureau, Seville)”.
“Najlepsze Dostepne Techniki (BAT). Wytyczne dla Branzy Chemicznej w Polsce. Systemy
Obrobki/Zarzadzania Wodami 1 Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym (Czerwiec
2005)”.
»IPPC  Dokument Referencyjny BAT dla najlepszych  dostgpnych  technik
w przemystowych systemach chtodzenia (Grudzien 2001)”.
,IPPC Reference Dokument on Best Available Techniques on Emissions from Storage
(January 2005)”.
,IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques on Emissions from Storage
(July 2003)”.
“Konwencja Wiedenska o ochronie warstwy ozonowej (Dz.U. z 1992, Nr 98, poz. 488”).
,»Protokét Montrealski w sprawie substancji zubozajacych warstweg ozonowa (Dz.U. z1992,
Nr 98,poz 490 z pdzn. zm.
,Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa” (Dz.U.Nr
121,p0z.1263).
,JPPC Dokument Referencyjny BAT dla ogdlnych zasad monitoringu (Lipiec 2003)”.
»IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques for the Manufacture of
Organic fine Chemical” (Draft December 2003, European IPPC Bureau, Seville)”.
,IPPC Draft Reference Dokument on Best Available Techniques on Emissions from Storage
(January 2005)”

Z analizy wniosku i dokumentow referencyjnych wynika, ze rozwiazania techniczne
stosowane w Zaktadzie gwarantuja speilnienie wymogoéw najlepszej dostepnej techniki,
w szczegblnoscei:

- w zakresie identyfikacji ilosciowej 1 jakosciowej $ciekow prowadzone bedzie
monitorowanie odprowadzanych Sciekow pod wzgledem jako$ciowym.
Ilos¢ $ciekow okreslana bedzie na podstawie wskazan wodomierza (wylot nr I) 1 licznika
catkujacego $ciekéw (wylot nr II).

- stosowania zamknigtych obiegéw wody chtodniczej w systemach chtodzenia posredniego -
do chlodzenia hydrolizatorow stosowane bgdzie chlodzenie posrednie w obiegu zamknigtym.
W mysl zakazu stosowania wod podziemnych jako wod chiodniczych w obiegach otwartych,
do chtodzenia w obiegach otwartych i zamknigtych uzywana bedzie woda rzeczna.
Celem zapobiegania skokowym st¢zeniom $ciekow, zaktad stosowal bedzie ,,odkwaszalnig”
do neutralizacji §ciekdw kwasnych lub zasadowych,

- majac na uwadze wymog ograniczania emisji w trakcie magazynowania i przetadunku
substancji lotnych, przetadunek tych substancji prowadzony begdzie przy zastosowaniu
hermetyzacji metoda wahadta gazowego. Wykorzystywane bg¢da zamontowane instalacje
zraszajace  zbiorniki ~w  misach  produkcyjnych  podczas  goracych  dni.
Ekrany przeciwstoneczne w magazynie surowcOw ogranicza¢ beda emisje w trakcie
magazynowania.

- w urzadzeniach chtodniczych stosowane beda substancje niebgdace substancjami
zubozajacymi warstwg 0Zonowa.
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- znaczne ilosci odpadow poprocesowych podlega¢ beda regeneracji i ponownie beda
wykorzystywane do produkcji (gtownie rozpuszczalniki) lub odsprzedawane jako surowiec
(kwas solny).

- odpady przejsciowo gromadzone beda w wydzielonych miejscach, w pojemnikach
adekwatnych do rodzaju odpadu.

- magazynowanie surowcow, produktow 1 odpadéw w sposdb zabezpieczajacy ich
przenikanie do gruntu, realizowane begdzie poprzez istniejace wanny pod zbiornikami
z substancjami magazynowanymi i odpadami ciektymi,

- stosowane beda rozwiazania techniczne i procedury okreslone w dokumentach
referencyjnych (np. deflegmatory o odpowiedniej wydajnosci, poduszki z azotem i pompy
olejowe,

- procesy produkcyjne beda optymalizowane w celu ograniczenia emisji do srodowiska.

Zaklad zaliczony zastal do instalacji o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej
awarii przemystowej i w zwiazku z tym posiada opracowany ,Program Zapobiegania
Awariom”. Zapobieganiu awariom na terenie instalacji stuzy rozbudowany system
monitorowania proceséw technologicznych, przeladunku i1 magazynowania surowcow,
potproduktow  oraz  produktow.  Szczegdlnie  monitorowany  bedzie  magazyn
ze zbiornikami MTS 1 DDS.

Zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w pozwoleniu okreslitem
wielkos¢ dopuszczalnej emisji gazow 1 pytow do powietrza w warunkach normalnego
funkcjonowania instalacji. We wniosku wykazano, ze emisja benzenu i1 pylu zawieszonego
PM10 do powietrza z emitorow Spoéiki, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
poziomdéw tych substancji w powietrzu, okreslonych w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych —substancji
w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow
tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji. Dodatkowo emisja toluenu,
ksylenu weglowodoréw  alifatycznych, wegglowodoréw aromatycznych, butanu-1-ol
cykloheksanolu 1 kwasu octowego z poszczegdlnych zrodet instalacji nie spowoduje
przekroczen wartoéci odniesienia okre§lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U.Nr 1, poz. 12)

W zakladzie oprocz emitoréw okreslonych w pozwoleniu begda eksploatowane rowniez
odpowietrzenia zbiornikOw magazynowych. Zaladunek zbiornikéw magazynowych
surowcow - MTS, DDS, ksylenu i benzyny lakowej, bedzie prowadzony z wykorzystaniem
systemu ,,wahadta gazowego”, umozliwiajacego odgazowanie zbiornikow magazynowych do
przestrzeni gazowej cystern. Zbiorniki magazynowe bgda rowniez zabezpieczone gazem
inertnym w przestrzeniach gazowych, zaworami oddechowymi cieczowymi, uktadami
zabezpieczajacymi, a kolektory wydechowe zbiornikow beda wyposazone w phuczki
ksylenowe. @ W  zwiazku z tym  uznalem, Ze emisja  zanieczyszczen
z tych zrdédel nie wystepuje.

Przedmiotem dziatalnosci linii nr V do produkcji zywic i lakierow silikonowych jest
migdzy innymi wytwarzanie preparatow powlekajacych, lakierow, farb, co wiaze si¢
z odprowadzaniem do powietrza zanieczyszczen z urzadzen, w ktorych zachodza procesy
Zwiazane ze zuzyciem lotnych zwiazkow organicznych (LZO).
Ze wzgledu na zuzycie LZO powyzej 100 Mg/rok zaktad jest zobowiazany od dnia
01.11.2007r. do dotrzymania standardow emisyjnych okreslonych w zalaczniku nr 8
(tabela II Lp 1) do rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie standardow emisyjnych
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z instalacji. W dokumentacji wykazano, kierujac si¢ bilansami oraz wykonanymi pomiarami
emisji, ze standardy te beda spetnione.

W celu kontroli eksploatacji instalacji, korzystajac z uprawnien wynikajacych z art. 151
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska, natozylem na prowadzacego
instalacje ~ obowiazek = wykonywania  pomiar6w  wielkoSci  emisji  substancji
zanieczyszczajacych wprowadzanych do powietrza okre§lonych w niniejszej decyzji.
Dodatkowo na prowadzacym instalacje (w ktorej sktad wchodzi linia V) od 01.11.2007r.
ciaza obowiazki w zakresie wykonywania okresowych pomiarow emisji LZO, wynikajace
z § 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiardw wielkosci emisji. Zakres, metodyke oraz czasokres
prowadzania tych pomiarow okresla zatacznik tego rozporzadzenia.

Zgodnie z wymogami art. 211 ust. 3 b) 1 ¢) ustawy Prawo ochrony srodowiska
w niniejsze] decyzji okre$litem warunki poboru wody oraz warunki emisji $Sciekow.
Woda dla potrzeb instalacji objetej niniejsza decyzja pobierana jest ze zrodla zewngtrznego —
z uj¢¢ Zakladéw Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie, przy
czym do potrzeb pitnych zakupywana jest woda podziemna, natomiast do potrzeb
przemystowych — woda powierzchniowa. W instalacji bedzie funkcjonowac zamknigty obieg
wody chlodzacej wykorzystywanej do celow technologicznych.
Wody pochtodnicze odprowadzane bgda z obiektéw nr L3-D, 10, 511 oraz 503 ,a”
przytaczami @ 200 i studzienkami zelbetowymi @ 1000 z wilazem zelbetowym do
przepompowni wody obiegowej Zaktadow Chemicznych “Organika-Sarzyna”, gdzie beda
schtadzane (uktad wentylatorow) 1 zawracane do instalacji. Scieki bytowe
1 przemystowe wprowadzane beda do urzadzen kanalizacyjnych
Zakladow  Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie.
Wody opadowo-roztopowe z terenu instalacji wprowadzane beda czeSciowo do ziemi
a czg$ciowo do urzadzen kanalizacyjnych Zaktadow Chemicznych
»ORGANIKA-SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie.

Kanalizacja w instalacji bedzie przystosowana do pracy w warunkach agresywnych.
Przewody kanalizacyjne wykonane beda z kamionki kwasoodpornej, studzienki kanalizacyjne
beda betonowe, wyktadane wyktadzina chemoodporna, tapacze wykonane jako betonowe,
wyktadane cegla chemoodporna, przy zastosowaniu jako spoiwa chemoodpornej zywicy
epoksydowej. Scieki przemystowe z instalacji wprowadzone kanalizacja do urzadzen
kanalizacyjnych Zaktadéw Chemicznych ,,ORGANIKA-SARZYNA” poddawane beda
neutralizacji 1 oczyszczaniu przed zrzutem do rzeki San. Wiasciciel urzadzen wyrazil zgodg
na przyjmowanie w $ciekach kierowanych do kanalizacji substancji szczego6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego. Wprowadzanie $ciekdw z przedmiotowej instalacji do kanalizacji
odbywa si¢ na podstawie umowy cywilno-prawne;j.

Ze wzgledu na potozenie instalacji w obrgbie Zakladow Chemicznych
»ORGANIKA-SARZYNA” w Nowej Sarzynie nie analizowano szczegdélowo czystosci wod
podziemnych w tym terenie. Na prowadzacego instalacj¢ natozono obowiazek prowadzenia
monitoringu wod podziemnych w oparciu o wtasng sie¢ monitoringu.

Dla instalacji zgodnie z art. 188 wust. 2 pkt 1) ustalilem parametry istotne
z punktu widzenia ochrony przed hatasem, w tym zgodnie z art. 211 ust. 2 pkt 3a)
rozktad czasu pracy zrodet hatasu w ciagu doby. W oparciu o ten sam przepis ustalitem takze
wielko$¢ emisji hatasu wyznaczona dopuszczalnymi poziomami hatasu poza zaktadem,
wyrazonymi wskaznikami poziomu réwnowaznego hatasu dla dnia i nocy dla terendow
objetych ochrona przed hatasem, pomimo iz z obliczen symulacyjnych wynika, ze instalacja
nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych okre§lonych w rozporzadzeniu
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Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

W $wietle powyzszego orzeczono jak w sentencji decyz;ji.

Informacja o niniejszym pozwoleniu znajduje si¢ w publicznie dostgpnym wykazie
danych o dokumentach zawierajacych informacj¢ o srodowisku i jego ochronie w formularzu
A pod numerem 197/05.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji, po uiszczeniu
optaty skarbowej w kwocie 5,00 zt. Odwotanie nalezy sktada¢ w dwoch egzemplarzach.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO
¢)
mgr inz. Stanistaw Homa
DYREKTOR WYDZIALU
SRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymuja:

1. Zaktad Chemiczny ,,SILIKONY POLSKIE” Sp z o.0.
ul Chemikéw 1, 37-310 Nowa Sarzyna

2. SR-IV

3. ala

Do wiadomoSci:

1. Minister Srodowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

2. Podkarpacki Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
ul. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow

3. Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego,
ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszow
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